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Carsten Deus, Holger Prohl
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In der industriellen Produktion komplexer optischer
Schichtstapel auf groRBen Substraten sind in die Beschich-
tungsanlage integrierte optische Analysensysteme unverzicht-

bare Hilfsmittel.

Reaktive Nanometer-Multischichten als maRRgeschnei-
derte Warmequellen beim Fugen

Georg Dietrich, Stefan Braun, Peter Gawlitza,

Andreas Leson

Reaktive Nanometer-
Multischichten sind ein neuer
Ansatz, die fur das Fugen
notwendige Energie kurzzei-
tig und exakt im Bereich der
Flgezone einzubringen.
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Anlagen fur die Solarzellen-Schichterzeugung bendti-
gen hervorragend ausgelegte Vakuumsysteme

Monika Kuhn Seite 22

Die Auslegung geeigneter
Vakuumsysteme fur die Produk-
tion von Dunnschicht-Solarzellen
ist eine der grol3en Herausfor-
derungen fur die Hersteller von
Vakuumpumpen.

Die patentierten Erfindungen von Wolfgang Gaede
aus der Zeit von 1905 bis 1945

Hinrich Henning Seite 26

Die Liste von Gaedes Patenten ist ein Bei-
spiel aus friher Zeit fur eine fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen Industrie und
Wissenschaft, aus der mehrere Erfindungen
hervorgegangen sind.

HiPIMS - Technologie und Anwendungsfelder

Ralf Bandorf, Michael Vergohl, Oliver Werner,
Volker Sittinger, Glnter Brauer Seite 32

Die Vorteile der neuen HiPIMS-Tech-
nologie liegen darin, dass ein sehr
hoher Anteil der am Substrat konden-
sierten Spezies ionisiert ist, sodass
herausragende Schichteigenschaften
erwartet werden kénnen.
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Interview mit Herrn Dr. F. Boger, Geschaftsfuhrer der
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Die EFDS versteht sich als Mittler,
auch branchentibergreifende Syner-
gien dieser Schlusseltechnologien
zu erkennen, zu kommunizieren
und deren Umsetzung zu unter-
stutzen.
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